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Opis wzoru

W budowie maszyn szerokie zastosowanie majg roznego rodzaju wyttoczki a zwlaszcza o profi-
lach przestrzennych. Do wytworzenia ich potrzebne jest oprzyrzadowanie. Wyttoczki te sg wykonywane
zaréwno na zimno jak tez na gorgco, utatwiajgc otrzymanie wymaganego ksztattu. Przyrzady te sg
w postaci matrycy jak tez i stempli. Matryce i stemple wykonuje sie zwykle ze stali narzedziowej w formie
jako odlewy badZ odkuwki a nastepnie poddawane obrobce wiérowej. Powyzsza obrébka wiérowa wy-
magana jest z powodu dotrzymania zgdanej dokfadnosci ksztattu wyttoczek. W tym celu uzywa sie roz-
nego typu kopiarek jak tez centrow obrébczych. Wadg tego typu technologii wytworzenia oprzyrzado-
wania do wyttoczek jest:

—  dhugi cykl produkcyjny,

—  wysokie koszty produkgciji.

Wynika to z potrzeby:

—  wykonania modelu w przypadku odlewu bgdz odkuwki,

—  wykonania oprzyrzgdowania do modelu i odlewu oraz odkuwki,

—  obrdbki widrowe;.

W niektérych przypadkach istnieje mozliwos¢ skrocenia cyklu produkcyjnego, poprzez wykonanie
bezposrednio matrycy i stempla na kopiarce z wykorzystaniem szablonéw badz programu jak to ma
miejsce przy centrach obrobczych. Mimo to, operacja ta jest kosztowna z powodu koniecznosci stoso-
wania specjalistycznych obrabiarek. Duzym postepem w technologii wytwarzania czesci do maszyn jest
zastosowanie techniki laserowej.

Wynika to z:

—  duzej dokfadnosci wykonania,

—  krotkiego czasu do wykonania nawet skomplikowanych ksztattow.

Znane i stosowane jest rozwigzanie techniczne narzedzia do giecia materiatow wedtug patentu
PL226330B1. W tym rozwigzaniu narzedzie do giecia w formie matrycy i stempla sktada sie z ksztaltek,
wykrojonych z blach i ze sobg potgczonych.

Brak w tym rozwigzaniu ustalenia wzajemnego potozenia matrycy i stempla co wptywa negatyw-
nie na doktadnos¢ wykonania wyttoczki. Ten problem rozwigzuje opracowany przyrzad do tloczenia
wedtug przedmiotowego wzoru uzytkowego. Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przyrzadu do
ttoczenia profili przestrzennych, ktéry bedzie tani w produkciji, mozliwy do wykonania w krétkim cyklu
produkcyjnym i zapewni wymagang doktadnos¢ wykonania wyttoczek.

Przyrzad do ttoczenia profili przestrzennych charakteryzuje sie tym, ze matryca w obejmach po-
siada czopy do skojarzenia z wycieciami stempla. Korzystnie, w obejmach matrycy sg wyciecia do usta-
lenia wyttoczki. Korzystnie, pomiedzy matrycg a wyttoczkg jest przektadka z miekkiego materiatu na
przyktad z gumy. Korzystnie, stempel centrowany jest wzgledem matrycy za pomocg sworzni zamoco-
wanych w matrycy i prowadzonych w otworach stempla. Zastosowanie rozwigzania konstrukcyjnego
przyrzadu do ttoczenia profili przestrzennych przyniesie oszczednosci w zakresie kosztéw wytworzenia
wyttoczek.

Przedmiot wzoru uzytkowego przedstawiony jest na rysunkach, na ktérych fig. 1 przedstawia wi-
dok przestrzenny matrycy, fig. 2 — widok przestrzenny stempla, fig. 3 — przekroj matrycy, fig. 4 — przekroj
stempla, fig. 5 — szczegdt matrycy w przekroju, fig. 6 — szczegot centrowania matrycy i stempla. Przyrzad
do ttoczenia profili przestrzennych, ktérego matryca 1 w obejmach 15 i 16 posiada czopy 22 i 23 do
skojarzenia z wycieciami 24 i 25 stempla 2. W obejmie 15 matrycy 1 jest wyciecie 26 oraz w obejmie 16
matrycy 1 jest podobne wyciecie 27 do ustalenia pofozenia wyttoczki 21 w matrycy 1. Pomiedzy matrycg 1
a wyttoczkg 21 jest przektadka 28 z miekkiego materiatu na przykiad z gumy. Stempel 2 centrowany
jest wzgledem matrycy 1 za pomocg sworzni 29 zamocowanych w matrycy 1 i prowadzonych w otwo-
rach 30 stempla 2.

Zastrzezenia ochronne

1. Przyrzad do ttoczenia profili przestrzennych znamienny tym, ze matryca (1) w obejmach (15)
i (16) posiada czopy (22) i (23) do skojarzenia z wycieciami (24) i (25) stempla (2).
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2. Przyrzad do ttoczenia profili przestrzennych wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze w obejmie
(15) matrycy (1) jest wyciecie (26) oraz w obejmie (16) matrycy (1) jest podobne wyciecie (27)
do ustalenia potozenia wytloczki (21) w matrycy (1).

3. Przyrzad do ttoczenia profili przestrzennych wedtug zastrz. 1 lub 2 znamienny tym, ze po-
miedzy matrycg (1) a wyttoczkg (21) jest przektadka (28) z miekkiego materiatu na przykfad
z gumy.

4. Przyrzad do ttoczenia profili przestrzennych wedtug zastrz. 1 lub 2 albo 3 znamienny tym, ze
stempel (2) centrowany jest wzgledem matrycy (1) za pomocg sworzni (29) zamocowanych
w matrycy (1) i prowadzonych w otworach (30) stempla (2).

Rysunki
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